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Révision de la présente publication 

Le contenu technique des publications de ia CEI’est cons- 
tamment revu par la Commission a h  d’assurer qu’il reflète 
bien l’état actuel de la technique. 

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à I’éta- 
blissement des éditions révisées et’ aux mises à jour peuvent 
être obtenus auprès des Comités nationaux de la CE1 et en 
consultant les documents ci-dessous: 

0 Bdietin de la CE1 

0 Rapport d’activité de la CE1 
Publié annuellement 

0 Catalogue des publications de la CE1 
Publié annuellement 

Terminologie utilisée dans la présente publication 

Seuls sont déñnis ici les termes spéciaux se rapportant à la 
présente publication. 

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se 
reportera à la Publication 50 de la CEI:  Vocabulaire Electro- 
technique International (V.E.I.), qui est établie sous forme .de 
chapitres séparés traitant chacun d‘un sujet d é h i ,  l’Index géné- 
ral étant publié séparément. Des détails complets sur le V.E.I. 
peuvent &re obtenus sur demande. 

Symboles graphiques et littéraux 

Seuls les symboles graphiques et littéraux spéciaux sont 

Le recueil complet des symboles graphiques approuvés par 

Les symboles littéraux et autres signes approuvk par la CE1 

inclus dans la présente publication. 

la CE1 fait l’objet de la Publication 117 de la CEI. 

font l’objet de la Publication 27 de la CEI. 

Autres publications de la CE1 établies par le même 
Comité d’Etudes 

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture, 
qui énumère les autres publications de la CE1 préparées par le 
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication. 

Revision of this publication 

The technical content of I E C  publications is kept under 
constant review by the IEC, thus ensuring that the content 
reflects current technology, 

Information on the work of revision, the issue of revised 
editions and amendment sheets may be obtained from I E C  
National Committees and from the following I E C  sources: 

0 IECBuiletin 

0 Report on I E C  Activities 
Published yearly 

Catalogue of I E C  Publications 
Published yearly 

Terminology used in this publication 

Only special terms required for the purpose of this publication 
are defined herein. 

For general terminology, readers are referred to I E C  Publi- 
cation 50: International Electrotechnical Vocabulary (I.E.V.), 
which is issued in the form of separate chapters each dealing 
with a speciñc field, the General Index being published as a 
separate booklet. Full details of the I.E.V. will be supplied 
on request. 

Graphical and letter symbols 

Only special graphical and letter symbols are included in 
this publication. 

I E C  is given in I E C  Publication 117. 
The complete series of graphical symbols approved by the 

Letter symbols and other signs approved by the I E C  are 
contained in I E C  Publication 27. 

Other IEC publications prepared by the same 
Technical Committee 

The attention of readers is drawn to the inside of the back 
cover, which lists other I E C  publications issued by the Technical 
Committee which has prepared the present publication. 
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE’ INTERNATIONALE 

VANNES DE RÉGULATION DES PROCESSUS INDUSTRIELS 

Troisième partie : Dimensions ’ 

SECTION UN - ÉCARTEMENTS HORS BRIDES DES VANNES RE RÉGULATION 
DEUX VOIES, À SOUPAPE ET À BRIDES . 

PRÉAMBULE 

1) Les décisions ou accords officiels de la CE1 en ce qui concerne les questions techniques, préparé’s par des Comités d’Etudes OÙ sont 
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord inter- 
national sur les sujets examinés. 

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telies par les Comités nationaux. 

3) Dans le but d’encourager l’unification internationale, la CE1 exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs 
règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure OÙ les conditions nationales le permettent. Toute divergence 
entre la recommandation de la CE1 et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être’indiquée en termes 
clairs dans cette dernière. 

PRÉFACE 

La présente publication a été établie par 1e.Sous-Comité 65B: Eléments des systèmes, du Comité d’Etudes NO 65 
de la CEI: Mesure et commande dans les processus industriels. 

Un premier projet de la section un fut discuté lors de la réunion tenue à Munich en 1973. A la suite de cette réunion, 
le document 65B(Bureau Central)3 fut soumis à l’approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en 
juin 1974. ~ 

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication : 

. Afrique du Sud (République d’) Italie 
Ailemagne Japon 
Belgique Pays-Bas 
Bulgarie Pologne 
Danemark Portugal 
Etats-Unis d’Amérique Roumanie 
Hongrie Tchécoslovaquie 
Israël Turquie 

Autre publication de la CEI citie dans ia présente publication: 

Publication 534-1 : Vannes de régulation des processus industriels. 
Première partie : Généralités 
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